










































专利名称(译) 气相沉积掩模，有机电致发光显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US20060279202A1 公开(公告)日 2006-12-14

申请号 US11/441204 申请日 2006-05-26

[标]申请(专利权)人(译) 富士摄影胶片公司

申请(专利权)人(译) 富士胶片有限公司.

当前申请(专利权)人(译) UDC IRELAND LIMITED

[标]发明人 SAKAMOTO YOSHIAKI
TAKAHASHI TOSHIRO

发明人 SAKAMOTO, YOSHIAKI
TAKAHASHI, TOSHIRO

IPC分类号 H05B33/00 H01L51/50 B05D5/06 B05D5/12 B05C11/11

CPC分类号 H01L27/3244 H01L2251/5315 H01L51/5212 H01L51/0021

优先权 2005155615 2005-05-27 JP

其他公开文献 US8093805

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

在包括布线层，绝缘层，第一电极，有机电致发光层和第二电极的有机
电致发光显示装置中，与第二电极导电的布线布置在发光像素之间，并
且设置在有机电致发光显示装置之间。电致发光层和第二电极，或在第
二电极的顶部。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/6ddc2247-276f-4b11-8259-a2d45696c332
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